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Аннотация:

Целью  настоящей  работы  является  -  исследования  ВАХ
плазматрона  ПНК-10  для  разных  расходов  газов.  При  помощи
вольтметров М-105 и М-42-100, получена зависимость напряжения
плазмообразующей  дуги  от  тока.  Произведен  анализ  данных,  из
которого  получены:  аппроксимации  ВАХ  для  разных  расходов
газов,  примерные  формулы  дифференциального  сопротивления
плазмообразующей дуги от тока дуги, аппроксимация зависимости
тока  срыва  дуги  от  расхода  газа,  аппроксимация  зависимости
средней напряженности поля от расхода газа, а также погрешности.
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